
PRODUCT DATA SHEET · KOREAN

A E M  WAT E R  E L E C T R O LY S I S

HXP-an
AEM 수전해 양극 (NiFe-LDH)

주문 제작

높은 OER 활성의 NiFe-LDH 나노다공 양극. 이리듐 프리.

HXP-an

KEY RATINGS

200×300 mm

스택 적용형

0.3 mm

공칭 두께

10,000 cycles

가속 내구

제품 경계 · 기본 공급

지정 크기·두께·수량의 전극 시트. MEA 조립과 상대 전극은 별도
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AEM 수전해 양극
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AEM ELECTROLYSER · DATASHEET

H X P - a n  ·  E N G I N E E R I N G  S P E C I F I C AT I O N S

설계 사양 · 운전 범위

치수 도면

정면 · 다공성 면

300

2
0
0

단면 확대 · 축척 무관

NiFe-LDH 촉매
in-situ 성장
200 nm · 단면 TEM

Ni foam 기재
130 ppi · 다공도 95 - 98%
스택 적용형 0.3 mm

전체 두께 0.3 mm

표면 SEM

표면 SEM · 다공 구조

소재 MATERIAL

조성 NiFe-LDH @ Ni foam

기공 130 ppi

다공도 95-98%

특성 CHARACTERIZATION

비표면적 (BET) Ni foam 대비 25배

단면² NiFe-LDH 촉매층 @ Ni foam

성능 PERFORMANCE

Tafel slope¹ 98.7 mV/dec

가속 내구³ 10,000 cycles

단면 구조

단면 TEM · 성분 분포 (Atom %)

표기 기준
1) Tafel slope와 곡선은 0.3 M KOH·상온의 3-전극 시험 결과입니다.

2) 단면 TEM에서 Ni foam 표면의 촉매층은 200 nm 수준으로 관찰되었습니다.

3) AST 조건: 1.0 ↔ 0.05 A/cm² · 5 s · 10,000 사이클.
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AEM ELECTROLYSER · DATASHEET

H X P - a n  ·  M I C R O S T R U C T U R E  &  P E R F O R M A N C E

성능 · 내구 평가

두 시료 모두 기재는 Ni foam 이고 촉매만 다릅니다. 네 그래프 모두 측정값 그대로입니다.

반쪽셀 3-전극 · Ni foam 대비 0.3 M KOH · 상온

OER 과전압 (3-전극) 1.89 V 기준 전류

Ni foam · 53 mA HXP-an · 168 mA
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Tafel 기울기 (3-전극) iR 보정 없음

Ni foam · 184.0 mV/dec HXP-an · 98.7 mV/dec
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표면적 (CV) 50 mV/s · 환원 전하량

Ni foam · 4 mC HXP-an · 37 mC
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임피던스 (EIS) 1.69 V 기준 · 축 1:1

Ni foam · 18.8 Ω·cm² HXP-an · 1.5 Ω·cm²
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HXP-an · PRODUCT DATA SHEET

H X P - a n  ·  E X T E N D E D  S P E C I F I C AT I O N S

상세 기술 사양

추가 포맷 · 맞춤 ADDITIONAL FORMAT / CUSTOM

실험실 평가형 200 × 300 mm · 공칭 두께 0.3 mm

스택 적용형 100 × 100 mm · 공칭 두께 3 mm

맞춤 제작 크기·두께 협의
공급 가능 여부 확인 후 제작

선택 기준 셀 구조·활성 면적·압축 조건·평가 목적

품질 규격 QUALITY SPECIFICATION

실험실 평가형 치수 200 × 300 mm
두께 300 ± 20 µm

스택 적용형 치수 100 × 100 mm
두께 3.0 ± 0.2 mm

코팅 균일도 전면 육안검사 · 현저한 미코팅부·박리 없음

품질 규격 (계속) QUALITY SPECIFICATION

외관 기준 기능을 저해하는 접힘·찢김·오염·박리 없음

출하 검사 치수·두께 측정 + 전수 외관검사

로트 성적서 (CoA) 표준 미제공 · 필요 시 주문 전
시험항목·양식 협의

주문 · 물류 ORDERING / LOGISTICS

리드타임 (표준) 2주 출하

리드타임 (맞춤) 최대 2개월

MOQ 1장 · 최소주문금액 없음

포장 방식 여러 장 주문 시 함께 포장

보관 조건 건조한 실내 보관 · 열원·화학물질과 분리

HS code 7508.90.2010

표기 기준
· 스택 적용형과 실험실 평가형은 용도·크기·두께가 서로 다릅니다.

설계 검토 체크리스트

01

필요 크기·두께·수량

02

셀 활성 면적과 압축 조건

03

평가 전해질·온도·전류 범위

제품 경계 Ni foam에 NiFe-LDH 촉매층을 형성한 이리듐 프리 산소 발생 전극

최종 계약 사양은 견적서·승인 도면·주문 구성서에서 확정합니다.
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사양은 제품 개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 계약 사양은 견적서와 승인 도면을 따릅니다.
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HXP-an 견적 문의하기 →

https://hydroxpand.com/contact/?intent=quote&product=hxp-an&source=datasheet&utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=hxp-an-kr

